
Uwaga:

Profil rygla stalowego

dobrać na podstawie

obliczeń statycznych.

Szyby zespolone z modułami fotowoltaicznymi

samoodśnieżającymi w technologii back

contact no frost

Projektowne żaluzje fotowoltaiczne z

panelami PV w technologi back contact

Systemowa podkonstrukcja

aluminiowa żaluzji

fotowoltaicznych

Uwaga:

Profil rygla stalowego

dobrać na podstawie

obliczeń statycznych.
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